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Se obtuvieron películas delgadas de hidróxido-óxido de níquel sobre substratos de ITO mediante la técnica de depósito en baño químico a partir de diferentes soluciones de reacción. Dependiendo de los precursores empleados, se obtienen películas de ((II)-Ni(OH)2 bien cristalizado o bien una mezcla de la fase turbostrática α(II)-Ni(OH)2 y ((II)-Ni(OH)2. Las películas obtenidas fueron tratadas térmicamente a diferentes temperaturas y posteriormente fueron sometidas a ciclos voltamétricos para valorar su efecto electrocrómico. Los voltagramas presentan los picos anódico y catódico correspondientes a los procesos de oxidación y reducción del níquel, respectivamente. La transmitancia de las películas, con un valor original del 90 %, puede llegar hasta 14 % durante la reacción de oxidación (Ni+2 → Ni+3). Valores intermedios en la transmitancia pueden obtenerse variando el intervalo de potencial aplicado. Los valores limites en la transmitancia dependen de las condiciones de obtención, composición y temperatura de tratamiento de las películas. Los cambios en las propiedades ópticas entre los estados blanqueado y coloreado fueron valorados por espectroscopía de reflexión y transmisión en la región UV-visible del espectro. Adicionalmente, los cambios estructurales entre ambos estados fueron valorados con difracción de rayos x,  espectroscopía de infrarrojo y espectroscopía Raman. 
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